
紫外、紅外離子束輔助薄膜沉積專用設備

IAD



離子束裝備：離子束輔助鍍膜設備

博頓光電離子束輔助蒸發鍍膜設備：蒸發+離子源輔助

➢ 離子束輔助蒸發鍍膜是在熱蒸發的基礎上，額外增加離子源，

起到預清洗、提高膜層品質（粗糙度、緻密度、牢固度）和均

勻性等作用。

➢ 雙離子源系統，可提供氧化環境，提高工藝的靈活性。

離子束輔助蒸發鍍膜設備

開陽系列 離子束輔助蒸發鍍膜機

中國智造

®

IBD-OPIE1100
IBD-OPIE1350



IAD鍍膜機：典型工藝案例

OPIE1350鍍膜機，355&1064nmHR

1064nm 12.5ppm  

355nm  80ppm



IAD鍍膜機：薄膜材料資料

OPIE1350鍍膜機，應用266nm紫外效果



IAD鍍膜機：典型工藝案例

OPIE1350鍍膜機，266nm-AR和HR工藝調試

AR: T≥99.8%@266nm的透過率；LIDT＞7J/cm²@10ns的抗鐳射損傷能力

HR: R≥99%@266nm的反射率；LIDT＞3.4J/cm²@10ns的抗鐳射損傷能力
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IAD鍍膜機：典型工藝案例

OPIE1350鍍膜機，266nmNPBS

266nmP光和S光，ISO＜3%。



IAD鍍膜機：典型工藝案例

OPIE1350鍍膜機，260~450nm，45°高反

260~450nm，R＞98%



雷射器中兩類器件加工需要鍍膜工藝

1、光學元器件：透鏡、棱鏡、反射鏡、濾光片、偏振光片、窗口和耦合器等。

2、光電子晶體：

用光電子晶體材料經過切割、拋光、鍍膜等工序製造成的具有特定功能的元器件。



光電子晶體



光學器件

輸出鏡：

這是固態雷射器中的一個關鍵部件，其製作涉及精密的材料選擇和光學設計。輸出鏡的鍍膜工藝對於提高

反射率、降低吸收率至關重要，從而確保鐳射能夠穩定、高效地輸出。

反射鏡：

反射鏡在雷射器中起到改變光路、增強雷射光束的作用。通過鍍膜工藝，可以在反射鏡表面沉積特定的材

料，形成反射膜，以提高反射率並減少光能的損失。

鐳射偏正片

一種光濾波器，其中光的透射率與其偏振狀態直接相關。通常是某一方向的線偏振光可以通過，而偏振方

向與其垂直的光則不能通過：會被吸收或者反射到其它的方向上。 

雷射器諧振腔中的偏振片會使雷射器輻射線偏振光。



光學器件

鐳射振鏡

一種應用於鐳射行業的掃描器件，主要用於光路切換，因其工作時步進動作看上去像在高速振動而得名，

也被稱為鐳射掃描鏡，具有體積小、定位精度高(定位角偏差約2″)、掃描速度極快(ms級)等特點。可以應

用於鐳射打標、鐳射內雕、鐳射切割、鐳射焊接、鐳射打孔等鐳射加工領域。



光電子晶體

鐳射晶體：

受激輻射後能夠發射出鐳射的人工晶體，是固體雷射器中的鐳射工作物質和核心元器件之一。

固體雷射器輸出的鐳射波長，取決於鐳射晶體中的啟動離子。不同的啟動離子，產生不同波長或不

同種類的鐳射。

非線性光學晶體：

當入射鐳射在非線性光學晶體中傳播時，會發生鐳射的“頻率轉換”或“變頻”，即輸出鐳射的波

長與入射鐳射的波長不同，從而產生新波長的鐳射，豐富了鐳射的波長，拓展了鐳射的應用領域，

滿足了人類對多種波長鐳射的需求，具有較大的商業價值。



光學晶體

LBO 
主要用在高功率 
532nm 綠
光,355nm 紫外及 
473nm 藍光雷射器；

BBO 
主要用於寬調諧 
OPO 雷射器，超短
脈衝倍頻雷射器，
四倍頻 266nm 和
五倍頻 213nm 等
雷射器。



非線性光學晶體

BBO 

晶體輸出鐳射波段擴展到了深紫外，通過二倍頻、三倍頻、四倍頻甚至五倍頻，能實現波長從

1064nm 到 532nm、355nm、266nm、213nm 的轉換，是目前產生深紫外鐳射的最佳非線性

光學晶體之一。

LBO 

除具有優良倍頻、三倍頻等功能外，還有很高的抗鐳射損傷閾值、鐳射發散角小等特點，可用於

製造大功率、高品質雷射器；在高功率的 532nm 和355nm 固體雷射器製造領域，LBO 一直佔據

主導地位；利用 LBO 倍頻輸出的紅、綠、藍三基色鐳射，是實現大螢幕彩色鐳射顯示器（含鐳射

電視）商業化的重要基礎之一。
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